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摘要(译)

本发明提供一种阵列基板、显示装置及阵列基板的制造方法，涉及液晶
显示技术领域，为减小像素充电的负担，有利于节省电能而发明。所述
阵列基板，包括：位于像素区域内的像素电极，和对应于像素区域的公
共电极；在公共电极和像素电极之间具有第一钝化层；其中所述像素电
极为多个呈条形且间隔地交替分布的第一像素电极和第二像素电极；所
述公共电极为多个相互间隔地分布的条形公共电极；其中，多个条形的
第一像素电极的一端相连形成梳状，多个条形的第二像素电极的一端相
连形成梳状；梳状的第一像素电极与梳状的第二像素电极相间隔。所述
显示装置中采用前述的阵列基板。本发明适用于显示装置的制作。
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